




















专利名称(译) 阵列基板和显示装置

公开(公告)号 US20190250477A1 公开(公告)日 2019-08-15

申请号 US16/152307 申请日 2018-10-04

[标]申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 中国武汉恒星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 中国武汉恒星光电科技有限公司.

[标]发明人 YIN BINGKUN
SHEN HUNGMING

发明人 YIN, BINGKUN
SHEN, HUNGMING

IPC分类号 G02F1/1362 H01L27/12 G02F1/1339

CPC分类号 G02F1/136286 H01L27/124 G02F1/13394 G02F1/136227 G02F1/133514 G02F1/133512 G02F1/1368 
G02F2201/123 G02F2201/121

优先权 201810134546.4 2018-02-09 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种阵列基板，包括主体，形成在主体周围并用于密封剂涂覆的密
封剂涂覆区域和位于主体中间并被密封剂涂覆区域围绕的液晶填充区域;
在密封剂涂覆区域中，提供主体上的金属迹线结构，并包括间隔开的金
属迹线;其中密封剂涂覆区域包括金属迹线之间的透光区域;在与液晶填充
区域相邻的密封剂涂覆区域中，与液晶填充区域相邻的透光区域的比例
大于远离液晶填充区域的透光区域的比例;透光区域的比例是透光区域与
相应的密封剂涂覆区域的面积比。
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